SHARP

Nuevo generador de iones IG- A10EUW:

Ambiente fresco y sano en cualquier estancia
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Gracias a la Tecnologia Plasmacluster de Alta Densidad de Sharp, este nuevo
dispositivo reduce las particulas perjudiciales y neutraliza los malos olores

Sant Cugat del Vallés (Barcelona), febrero de 2010.- Los hogares y oficinas modernos son ambientes
cada dia més cerrados y a menudo sin ventilacién, lo que hace que los virus, alérgenos y mohos
permanezcan suspendidos en el aire. Para evitar los malos olores y las particulas perjudiciales, la
compafia lider en tecnologia japonesa Sharp acaba de lanzar al mercado espafiol el nuevo
generador de iones IG-A10EUW, que gracias a la Tecnologia Plasmacluster de Alta Denisidad exclusiva
de la marca proporciona aire sano y fresco en cualquier habitacion.

La Tecnologia Plasmacluster es un sistema de desinfeccién del aire que inactiva los virus, mohos,
alérgenos y las particulas portadoras de olores que se encuentran en suspension. Su exclusividad reside
en que es la Unica tecnologia que genera los mismos iones positivos y negativos para purificar el
aire que se pueden encontrar en la naturaleza. La eficacia del modelo G- ALOEUW es especialmente
elevada, ya que produce mas de 25.000 iones negativos y positivos simultdneamente, una cantidad
que nunca antes se habia conseguido.

El funcionamiento de este nuevo dispositivo de Sharp consiste en dividir las moléculas de agua que
envuelven los iones liberados en sus particulas constituyentes: hidrégeno y oxigeno. Todas estas
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particulas, ya sean negativas o positivas, se reordenan para volver a su forma original (agua). Mientras
esto ocurre, los atomos de hidrogeno atomizado y los de oxigeno capturan las diferentes particulas del
aire eliminando sus efectos negativos. Asi, el nuevo generador de iones IG-A10EUW no so6lo deja el aire
de las estancias fresco, sino que también lo mantiene limpio.

= La Tecnologia Plasmacluster de Sharp obtuvo el Premio de Inventos del 2008 del Japan
Institute of Invention and Innovation (JI).

El IG-AL0EUW tiene un tamafio muy compacto, lo que lo hace ideal para pequefias habitaciones, y
cuesta 299 euros.
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